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CMOSカメラ撮像素子のFIB断面作製

FIBによるSEM・TEM観察用
断面サンプル作製

集束イオンビーム加工装置(FIB)は、特定の位置で平滑な断面を作製することができます。市販の
Webカメラの撮像素子を取り出し、FIBでSEM観察用、TEM観察用の断面サンプルを作製いたしました。

カラーフィルター

マイクロレンズ

撮像素子表面にあるマイクロレンズの下には、
トランジスタ構造があります。断面作製位置により
確認できる形状は様々です。

<表面SEM>

マイクロレンズ

(a) SEM（二次電子像） 52°傾斜

トランジスタ

(b) TEM（明視野像）

金属保護膜(Depo)

カラーフィルター
マイクロレンズ

削れる状態をSEMで確認しながら特定位置の断面を

作製し、そのままSEMで観察を行います(a)。
表面保護膜(Depo)を作製し、特定箇所を

含む領域を取り出し、観察面の表裏面を
確認しながら加工を行います(b)。

プローブ


	スライド 1: FIBによるSEM・TEM観察用 断面サンプル作製

